


































专利名称(译) 基底制作方法、用该方法制作有机电致发光显示器件的方法和该器件

公开(公告)号 CN1509125A 公开(公告)日 2004-06-30

申请号 CN200310120282.0 申请日 2003-12-12

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星SDI株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星SDI株式会社

[标]发明人 朴镇宇
郑昊均
宋承龙

发明人 朴镇宇
郑昊均
宋承龙

IPC分类号 H05B33/10 H01L21/77 H01L21/84 H01L27/12 H01L27/32 H01L51/56 H01L21/70

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3244 H01L2251/5338 H01L2227/326 H01L27/1214 H01L27/1266 H01L27/12 
H01L51/524 Y10S438/977 H01L51/5253 H01L27/1218

优先权 1020020080054 2002-12-14 KR

其他公开文献 CN100431164C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种制作有机电致发光显示器件的方法，其步骤包括：制备辅助基底，
该辅助基底具有平侧面；在辅助基底上形成第一保护层；在第一保护层
上形成有机电致发光单元；将柔性主基底粘结到有机电致发光单元上；
蚀刻辅助基底以除去该辅助基底。
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